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Resumo. A Propriedade Intelectual, ramo técnico-juridico que cuida das protecdes as
criacbes do intelecto humano, e, especificadamente, a protecdo patentaria, ato juridico
disciplinado pela Propriedade Industrial, sdo, indubitavelmente, itens de crescente
importancia, econdmico e cultural, no mundo moderno, sendo também de real afinidade com
as profissdes ligadas as areas de ciéncia e tecnologia de nossas Universidades, em especial
as engenharias, a arquitetura e o design. Assim, € exatamente nestas instituicdes de ensino,
principalmente nos cursos de centros tecnoldgicos, que o conhecimento basilar desta &rea
deve ser inserido e incentivado, tanto nos alunos e pesquisadores, como nos demais a estes
relacionados, através de politicas de apoio a Propriedade Intelectual, de parcerias com o
empresariado e, principalmente, com a insercdo de uma disciplina obrigatéria em todos os
cursos, contribuindo na geracéo de um conhecimento suficientemente sélido sobre a matéria,
minimizando as constantes violacdes involuntarias de direito alheio e também os possiveis
prejuizos resultantes da desprotecao, ou ndo observancia, de direito proprio.
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1. INTRODUCAO

Estamos testemunhando um periodo de transformaces tecnoldgicas nunca antes vivido,
atingindo os mais diversos ramos cientificos e envolvendo os mais diferentes segmentos
sociais. Com a ja tdo apregoada globalizacdo, as relacbes humanas mudaram e trouxeram
consigo novas possibilidades de interacdo entre os povos, tanto culturalmente como,
principalmente, tecnologicamente, j& que a tecnologia, pesquisada e desenvolvida, e,
indubitavelmente, além de um imperativo para o progresso de uma regido, a chave mestra do
crescimento econdmico de uma industria, dinamizando-a e fomentando-a.

Assim, a despeito do crescente intercambio gerado pela nova ordem social, as indudstrias
precisam incrementar sua politica de inovacdo, necessitando cada vez mais investir em
pesquisa e desenvolvimento. Deste modo, a protegdo patentaria — e a Propriedade Intelectual
como um todo — surgem com uma importancia sem igual para o setor industrial moderno, ndo



sO porque ela pode ser vista como mercadoria vendavel, envolvendo aspectos econdmicos,
juridicos e sociais, mas também por servir de base de pesquisa tecnoldgica, tanto de produto
como de know how, através de chamado “Banco de Patentes”.

Dai surge o grande dilema: se o sistema patentario é de tamanha importancia, por que ndo
usé-lo como uma das fontes principais de desenvolvimento? A resposta € simples: porque,
infelizmente, os empresarios, industriais e, principalmente, os estudantes — em especial os de
engenharia e outras areas tecnologicas — simplesmente ndo conhecem (ou reconhecem) tal
instituto.

Cabe, entdo, a universidade e a seus cursos tecnoldgicos, a inser¢cdo do conhecimento
basilar que os futuros engenheiros, designers, arquitetos etc. deverdo adquirir sobre 0s
preceitos técnico-juridicos da Propriedade Intelectual, auxiliando-os, inclusive, na sua
interagdo com o setor industrial.

Neste ensaio, buscaremos introduzir os principais conceitos inerentes a Propriedade
Intelectual, suas caracteristicas e modalidades. Elucidaremos também a importancia deste
instituto em nossas Universidades. Por fim, proporemos formas de como implementar uma
politica de incentivo a Propriedade Intelectual nos cursos de tecnologia, tanto atraves de
programas de apoio como por meio de um disciplina obrigatoria.

As idéias e 0s conceitos aqui expostos resultam da interpretacdo dos textos legais a
respeito da matéria, principalmente as leis de Marcas e Patentes a de Direitos Autorais,
somados a opinido de respeitaveis juristas, cujas obras encontram-se, ao final, listadas.

2. NOCOES GERAIS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - CONCEITOS,
MODALIDADES E ABRANGENCIA

2.1 Conceitos Gerais

O termo Propriedade Intelectual é usado para designar a area do Direito que cuida da
protecdo as criagdes do homem nas areas técnico-cientifica, literaria e artistica e também
aquelas relacionadas a industria, nas invencdes, inovagdes, processos e design de um modo
geral, abrangendo desde a arquitetura ao design industrial. Acolhe os chamados Direitos
Autorais e Industriais e é, seguramente, um dos ramos juridicos que mais relagdo tem com 0s
profissionais de areas técnicas como a engenharia.

Em nosso pais, a Propriedade Intelectual é disciplinada principalmente pelas leis 9.279/96
(Marcas e Patentes), 9.456/97 (Cultivares), 9.609/98 (Software) e 9.610/98 (Direitos
Autorais). Além disto, assim como a maioria dos paises, o Brasil faz parte, inclusive como
signatario, de tratados internacionais, como as Convengdes de Berna, sobre Direitos Autorais,
e de Paris, sobre Propriedade Industrial, e outros acordos como o TRIPs (Tratados sobre
aspectos do Direito de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio Internacional). E
também preceito Constitucional, estando arrolado entre os “Direitos e Garantias
Fundamentais”, com previsdo nos incisos XXVII, XXVIII e XXIX do artigo 5 da
Constituicao Federal.

2.2 Classificagédo e Abrangéncia

A Propriedade Intelectual pode ser subdividida em duas grandes areas, quais sejam: 0
Direito Autoral e o Direito Industrial. Estas, apesar de possuirem similaridades bastante
notdrias, apresentam naturezas juridicas distintas e, consequentemente, tratamentos
diferenciados, tanto a nivel de protecdo temporal como a nivel de direitos pessoais e
patrimoniais.



Direito Autoral. A primeira categoria, também chamada de Propriedade Literéaria, Cientifica e
Artistica, cuida da protecéo as criacdo de carater mais artistico que funcional, ou seja, abrange
as obras de arte, como a pintura e a escultura, as obras musicais e litero-musicais, as obras
literarias, como 0s romances e a poesia, e aquelas académico-cientificas, como as teses, as
dissertacOes, as artigos, os livros técnicos etc., fazendo parte, também, de sua esfera, os
projetos de Arquitetura. Em suma, € o Direito Autoral que disciplina e acolhe toda e qualquer
criagdo do intelecto humano que possua qualidades diferentes daquelas eminentemente
técnicas ou mecanico-funcionais.

Juridicamente, o Direito Autoral possui natureza dicotdmica, abrangendo uma parte
moral e outra patrimonial. O Direito Autoral Moral surge com a criacdo da obra e faz
referéncia ao aspecto pessoal desta, nascendo da relacdo entre criacdo e criador, com
vinculacéo direta a pessoa do autor, que tem a obra como uma projecédo de sua personalidade.
E um direito intransferivel, indisponivel, irrenunciavel, impenhoravel e absoluto do autor. O
Direito Moral nao tem validade temporal determinada, ou seja, ndo possui prazo de vigéncia.

Ja o Direito Autoral Patrimonial resulta da publicacdo ou divulgacdo da obra, ou seja, da
comunicacgéo da obra ao publico, tanto pelo préprio autor como por outrem autorizado. Cuida
dos interesses monetarios da obra e, diferentemente do que ocorre com a primeira categoria,
pode ser negociada, por transferéncia, cessdo, licenca etc.. Como regra geral, o Direito
Patrimonial do Autor perdura por toda a vida deste e por mais setenta anos, contados do
primeiro dia do ano subsequente ao do falecimento, sendo obedecida, para fins sucessorios, as
regras comuns de nosso Codigo Civil, artigo 1.603, quais sejam: 1. Descendentes; 2.
Ascendentes; 3. Conjuge Sobrevivente; 4. Colaterais; e 5. Municipios, Distrito Federal ou
Unido.

Direito Industrial. Mais conhecido como Propriedade Industrial, esta segunda categoria pode
ser entendida como um conjunto de principios reguladores das protecdes as criacOes
intelectuais no campo técnico, com o objetivo principal de proteger e incentivar a difusdo
tecnoldgica e a garantia de exploracdo exclusiva por parte de seus criadores. Acolhe
exatamente as criaces intelectuais mais proximas a atuacdo profissional dos engenheiros,
designers e também, conforme o caso, dos arquitetos.

A Propriedade Industrial abrange a concessdo de patentes (invengbes e modelos de
utilidade) e registros (desenhos industriais).

Patente é um documento oficial expedido pelo Estado e que da a propriedade exclusiva e
temporaria a uma pessoa fisica ou juridica sobre o que tenha sido inventado ou aperfeigoado.
O registro é uma modalidade simplificada, se comparado a patente, possuindo, contudo, 0s
mesmos aspectos de temporalidade e exclusividade conferidos ao seu titular.

Ao contrario do direito autoral que tem sua protecdo surgida na propria criacdo da obra,
independentemente de formalizacgdo, a Propriedade Industrial tem na patente e no registro a
condicdo essencial para sua existéncia e validade, ou seja, uma criacdo sO passa a Ser
protegida pelo direto industrial se for patenteada ou registrada.

Invencao é o nome dado a cria¢do de algo novo, susceptivel de aplicacdo industrial, como
produto ou como processo de fabricagdo. Possui como requisitos essenciais a novidade, a
industriabilidade e a atividade inventiva.

A novidade ¢ a condicao de novo, ou seja, 0 que jamais fora feito, em qualquer lugar e a
qualquer tempo. A industriabilidade € a possibilidade de producédo (ou reproducéo) industrial,
com finalidade de consumo. A atividade inventiva € a criatividade, ou seja, a ndo ocorréncia
de maneira evidente ou Obvia ao atual estado da técnica (que € tudo aquilo que ja foi acessivel
ao publico, em qualquer ramo de atividade e em qualquer parte do mundo).



Se uma criacdo possuir esses trés requisitos e se utilizar, principalmente, técnicas
radicalmente diferentes, “quebrando” métodos e conceitos tradicionais, com certeza sera
passivel de protecdo patentaria, sendo enquadrada como uma invengéao.

O Modelo de utilidade é o produto resultante de uma modificacdo de forma, ou
disposicdo, de objeto ja existente, representando uma melhoria de carater funcional no uso ou
no processo de fabricacdo de algum produto, sendo nada mais que um aperfeicoamento na
utilidade, requerendo também a novidade, a industriabilidade e a atividade inventiva. A
novidade, no modelo de utilidade, seria basicamente formal, de disposi¢do ou de fabricacéo.
Contudo, esta modificacdo, além de conceitual, deve gerar um avanco de carater funcional,
uma vez que as modificagdes meramente estéticas ja tém guarida com o registo de desenho
industrial.

O Desenho industrial, por fim, é definido legalmente como a forma pléstica ornamental
de um objeto, ou o conjunto ornamental de linhas e cores, que possa servir de aplicacdo num
produto e que proporcione um resultado visualmente perceptivel novo e original na sua
configuracédo externa, e que possa servir também de tipo de fabricacéo.

Sua protecdo € dada atraves de registro e sua finalidade é a protecdo de carater mais
estético que funcional. Esta é a principal diferenca entre 0 modelo de utilidade e o desenho
industrial. No primeiro, a intervencdo é dada na funcao, visando uma melhoria no uso ou no
processo de fabricacdo. Ja no desenho industrial, a protecdo € direcionada apenas na
composicao estético-formal de um produto.

Praticamente toda intervencdo estética em produtos, através de texturas, grafismos etc.
com vistas a producdo industrial, sdo registraveis e protegidos pela Propriedade Industrial
através do registro de desenho industrial, com excecdo de algumas poucas limitagées impostas
por lei, entre as quais a forma necessaria comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela
determinada essencialmente por consideragdes técnicas ou funcionais.

Assim, o item principal a ser verificado em um produto passivel de registro de desenho
industrial € o seu carater estético, ou seja, por menor gque seja a intervengdo formal, ela devera
sobressair-se da configuracio eminentemente técnica ou funcional. E por isso que pegas ou
componentes mecanicos, isoladamente, dificilmente sdo aptos de protecdo com registro de
desenho industrial.

Além das trés modalidades acima citadas — invencdo, modelo de utilidade e desenho
industrial — a Propriedade Industrial acolhe protecdo as marcas (excluidas de maiores analises
neste estudo).

Quanto a duracéo, direito de Propriedade Industrial tem sua temporalidade bem mais
limitada se comparada com aquela do Direito Autoral. Para as invengdes (P1) essa duragdo é
de vinte anos contados a partir do seu pedido, ou deposito. Para os Modelos de Utilidades
(MU), este prazo é um pouco menor, sendo de quinze anos contados da data do depdsito. Ja o
desenho industrial tem duracdo de dez anos contados do pedido, prorrogaveis por trés
periodos iguais e sucessivos de cinco anos.

3. COMO IMPLEMENTAR UMA POLITICA DE INCENTIVO A PROPRIEDADE
INTELECTUAL NAS UNIVERSIDADES E, EM ESPECIAL, NOS CURSOS DE
TECNOLOGIA

3.1 Situando do problema
Sendo, inegavelmente, o embrido de boa parte de toda criacdo e inovacdo tecnoldgica e

cultural de uma nagéo, as Universidades podem e devem exercer um papel estrategicamente
essencial no incremento da Propriedade Intelectual de nosso pais.



Deles saem teses, conceitos e teorias potencialmente geradoras de mudancas e
determinadoras de comportamentos. Afinal de contas, € na Universidade que se formam os
pesquisadores, pensadores e dirigentes que norteiam toda a sociedade, direta ou
indiretamente.

Enfocando os Centros de Tecnologia, essa caracteristica criadora se torna bem mais
latente, pois é através da pesquisa tecnolégica que chegamos ao atual estagio de
desenvolvimento mundial, ainda incipiente, se imaginarmos o que ainda esta por vir.

Paises desenvolvidos se ergueram e se sustentam através da tecnologia. A informacéo e o
conhecimento sdo o principal pilar das grandes poténcias capitalistas. Estes sdo fatos
absolutamente aceitaveis.

Dados obtidos pelo Estudo de Viabilidade Técnica e Econdmica do Projeto Inventiva
Nacional [1], vinculado ao entdo Ministério da Industria, do Comércio e do Turismo (MICT),
mostram que de 1988 a 1996, de um total de 58.185 pedidos patente em nosso pais,
realizados por residentes (ndo estrangeiros) apenas 229 partiram de nossas Universidades e
outras 352 de Centros de Pesquisa.

Ora, sabemos que 0 nosso setor industrial (e nem tampouco os inventores isolados) nao
tem uma politica de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) téo significativa, principalmente pelo
alto custo laboratorial e de pessoal que esta requer. Entdo, qual a razdo desta disparidade?
Talvez porque este nimero nao represente o real potencial de nosso pais.

As Universidades, como formadores de conhecimentos e geradores de tecnologia tém os
meios para suplantar estas estatisticas. Resta o incentivo e a adocdo de politicas mais
agressivas em relacdo a Propriedade Intelectual.

3.2 Politica de parceria entre o empresariado e a Universidade

Em paises desenvolvidos, a Universidade, mais que uma formadora de profissionais,
aparece como uma gerenciadora de solucdes, geralmente patrocinadas por empresas, de varios
portes, que injetam dinheiro destinado a P&D e obtém, como retorno, tecnologia e produtos
acabados. Existem varias formas de se regularizar, legalmente, essa parceria: atraves de
contratos de licenciamento, através do pagamento de royalties, através da cessdo de direitos
etc..

A idéia é obvia: o setor industrial, desejoso de melhorias em determinado setor produtivo,
investe recursos numa dada instituicdo, detentora de laboratérios e pesquisadores. Esta
instituicdo desenvolve a pesquisa e gera a criacdo intelectual patentedvel ou registravel,
posteriormente transferida ao investidor a titulo de retribuicéo.

Guardadas as devidas proporc¢es, € uma regra mercantil comum, onde o investidor entra
com os recursos financeiros e a instituicdo com o trabalho intelectual. Ao final, cada ente
recebe seu percentual acordado.

3.3 Projetos especiais de apoio e incentivos na propria instituicdo

Além do incentivo externo, por meio de parcerias com o empresariado, as Universidades
podem possuir os préprios projetos de apoio, tanto nos cursos de pos-graduagdo, como ainda
no inicio da vida académica, nos projetos de extensdo e de iniciacdo tecnoldgicas, ja apoiados
por instituicdes como o CNPq.

As criacOes tecnoldgicas de dentro das Universidades podem e devem ser beneficiadas
pela protecdo patentéria, aptas a figurarem, inclusive e principalmente, como fontes adicionais
de recursos financeiros nas proprias instituicdes.



Uma primeira alternativa € criacdo de Programas de Apoio a Propriedade Intelectual, que
funcionariam tanto na ajuda burocratica ao encaminhamento de processos de pedidos de
patente como na prestacao de consultoria, individualmente ou através de palestras sazonais.

Tais programas, que deveriam estar inseridos no proprio campus universitario, estariam
preparados para o apoio logistico aos inventores, vinculados ou nédo a instituicdo, oferecendo
consultorias juridicas e técnicas, apoios na feitura de relatérios e desenhos técnicos e,
também, na consulta ao Banco de Patentes, através da disponibilizacdo pablica da Revista da
Propriedade Intelectual, que é a publicagdo oficial do INPI (Instituto Nacional da Propriedade
Industrial), autarquia federal responsavel pelo deposito e concessdo de pedidos de patente e
registos e demais atos ligados a Propriedade Industrial em nosso pais.

3.4 Disciplina obrigatéria

Por fim, outra a¢do incentivadora é inclusdo de uma disciplina obrigatéria de introducdo a
Propriedade Intelectual, em todos os cursos de tecnologia.

Nesta, o aluno teria uma visdo geral sobre este instituto técnico-juridico, reconhecendo-o,
transmitindo-o e aplicando-o, ja que esta disciplina poderia figurar como boa alternativa na
intencdo de produzir nos futuros profissionais das &reas tecnologicas, um nivel de
conhecimento suficientemente sélido sobre a matéria, minimizando as constantes violacoes
involuntérias de direito alheio e também os possiveis prejuizos advindos da falta de protegédo
de direito proprio.

Para esta disciplina, propde-se o seguinte programa basico, para uma carga horéaria total
de 60h:

Conteludo Programatico Carga Horaria
Conceitos gerais de direito e norma 4h
Direito como sistema normativo 2h
Direito de Propriedade 2h
Propriedade Intelectual — conceitos e classificagoes 2h
Direito moral e direito patrimonial 2h
Diferencas basicas entre Direito Autoral e Propriedade Industrial 2h
Direito autoral — historia, evolucdo, classificagdo, tipos, legislacdo 10h
pertinente, registro, duracao, limitacao, transferéncia, uso autorizado e

violagoes

Propriedade Industrial — historia, evolucao, classificacéo, tipos, legislacao 10h

pertinente, modalidades de protecdo, limitacdo, transferéncia, uso
autorizado e violagdes

Processo de registro de desenho industrial — requisitos, prazos, custos e 4h
duracéo

Processo de registro de marca — requisitos, prazos, custos e duragéo 4h
Patente — tipos 2h
Processo de pedido de patente — requisitos, prazos, custos e duracdo 12h
Etica e respeito & propriedade intelectual 4h

CONSIDERACOES FINAIS

E Inegavel a importancia da protecdo patentaria e do ensino da Propriedade Intelectual
nos cursos de tecnologia e é notdrio 0 qudo necessario € se investir neste tema de uma forma
agressiva e imediata.



O crescimento econdémico de uma regido, nos dias atuais, esta diretamente relacionado ao
seu crescimento tecnoldgico. O incentivo a pesquisa (ja sabemos) € a primeira iniciativa neste
incremento, contudo toda e qualquer intervencdo intelectual sera bem mais estimulada se
alicercada por uma acolhida legal. Por isto, e para isto, a protecdo garantida pelo sistema de
patentes e direitos autorais € bastante eficaz se usado da maneira correta.

Ao contrario, o desrespeito e a desprotecdo a Propriedade Intelectual gera prejuizos
incalculaveis e danos morais irreversiveis, além de diminuir os animos dos inventores ou
pesquisadores.

Incentivar o ensino e o uso dos preceitos legais da Propriedade Intelectual é uma tarefa de
importancia inegavel, porém ainda tratada e aplicada de forma superficial e inadequada. Cabe
as Universidades, principalmente aquelas da area de tecnologia — principais geradoras de
criacOes patenteaveis e registraveis — a iniciativa de fomentar este instituto técnico-juridico
vital, para que a sua comunidade possa dar e extrair desta protecdo, toda a dedicacdo e
recompensa necessarias para o0 progresso e a independéncia de nosso pais.

Em remate, esperamos que as propostas aqui formuladas, ainda que de forma superficial,
tenham a faculdade de despertar, principalmente nos responsaveis por nossos cursos de
tecnologia (Coordenadores, Chefes de Departamento, Diretores de Centros etc.), as discussdes
pertinentes, e que, destes debates, surjam as solucGes reais esperadas. E que os futuros
engenheiros, arquitetos e designers possam gerar cada vez mais solucbes, de forma
progressiva, com a ciéncia de nelas terem o resguardo e a protecéo legal devida.
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